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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UNA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA DE 

$75 MILLONES ENTRE NY CREATES Y SCREEN PARA FORTALECER LA 
COLABORACIÓN ENTRE ESTADOS UNIDOS Y JAPÓN EN MATERIA DE 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE SEMICONDUCTORES  
  

Tras la inversión de $1,000 millones de la gobernadora Hochul, que moviliza 
$9,000 millones en financiamiento de la industria, el Complejo de nanotecnología 

de Albany continúa actuando como un imán de crecimiento  
  

SCREEN utilizará 10,000 pies cuadrados de espacio de sala limpia en el nuevo 
edificio NanoFab Reflection de NY Creates y 5,000 pies cuadrados de espacio 

para oficinas 
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy una alianza estratégica internacional entre 
el Centro de Investigación, Avance Económico, Tecnología, Ingeniería y Ciencia de 
Nueva York (NY Creates, por sus siglas en inglés), propietario y operador del Complejo 
de nanotecnología de Albany, el centro de investigación y desarrollo de 
semiconductores sin fines de lucro más avanzado de América del Norte, y SCREEN, 
empresa japonesa fabricante de equipos para semiconductores, líder en aplicaciones 
de grabado húmedo y limpieza. El anuncio destaca el compromiso compartido de 
promover la investigación y el desarrollo avanzado en chips, ampliar la colaboración e 
impulsar el desarrollo de la fuerza laboral en los ecosistemas de alta tecnología de 
Estados Unidos y Japón. El nuevo acuerdo incluye el uso por parte de SCREEN de 
10,000 pies cuadrados de sala limpia dentro del nuevo edificio NanoFab Reflection de 
Creates, actualmente en construcción, 5,000 pies cuadrados de espacio de oficinas en 
el Complejo de nanotecnología de Albany de Creates y una inversión prevista de más 
de $75 millones durante los tres primeros años de una alianza de diez años para la 
investigación y el desarrollo.  
  
"Este nuevo acuerdo con SCREEN marca otro hito importante en el liderazgo global de 
Nueva York en innovación de semiconductores", declaró la gobernadora 
Hochul. "Con la inversión de SCREEN en NY Creates y la Región Capital, nuestro 
ecosistema de alta tecnología continúa expandiéndose e impulsando el resurgimiento 
nacional de la manufactura avanzada. Nueva York lidera el esfuerzo por relocalizar la 
industria de semiconductores, una industria que genera buenos empleos, fortalece a 
las comunidades y apoya una sólida economía de innovación".  
  



Los líderes de NY Creates, Empire State Development y SCREEN Holdings Company 
Ltd., con sede en Kioto, Japón, formalizaron este acuerdo operativo con una firma 
ceremonial por parte del presidente de Creates, Dave Anderson, el presidente y 
director ejecutivo de SCREEN Holdings, Masato Goto, y el presidente de la nueva 
empresa, SCREEN Advanced Technology Center of America (ATCA), Ian Brown, en 
las instalaciones de SCREEN en Monzennakacho, Tokio, el 16 de diciembre.  
  
El presidente de NY Creates, Dave Anderson, afirmó: "Creates se enorgullece de 
iniciar esta colaboración con SCREEN, basándose en la inversión de $1,000 millones 
en nuestras instalaciones por parte de la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy 
Hochul, y los $9,000 millones de nuestros socios industriales, lo que está atrayendo 
nuevas oportunidades de crecimiento y fortaleciendo nuestra sólida conexión con el 
ecosistema de vanguardia de Japón. La creación del nuevo centro de investigación y 
desarrollo de SCREEN en nuestro Complejo de nanotecnología de Albany refleja un 
compromiso compartido para impulsar la I+D y la innovación en semiconductores en 
Nueva York y Estados Unidos. También agradecemos la labor de Empire State 
Development para hacer realidad esta oportunidad de colaboración, ya que brindamos 
a SCREEN acceso a nuestras instalaciones de primer nivel. La reconocida experiencia 
de SCREEN en tecnología e innovación impulsará aún más los esfuerzos de I+D en 
semiconductores, el desarrollo de la fuerza laboral y el desarrollo económico".  
  
El presidente y director ejecutivo de SCREEN, Masato Goto, afirmó: "SCREEN 
agradece la cooperación de NY Creates y Empire State Development para establecer 
nuestro nuevo centro de I+D fuera de Japón, en el Complejo de nanotecnología de 
Albany, con el objetivo de reforzar la competitividad de nuestros productos en el sector 
de equipos de producción de semiconductores. SCREEN ATCA ampliará nuestra 
capacidad de colaboración con los inquilinos actuales, clientes globales y socios para 
construir una sólida base empresarial que impulse el crecimiento".  
  
La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, 
Hope Knight, comentó: "Gracias al liderazgo de la gobernadora Hochul el Estado de 
Nueva York lidera el resurgimiento de la investigación, el desarrollo y la fabricación de 
semiconductores en Estados Unidos. El nuevo centro de SCREEN en NY Creates 
aprovechará la sólida colaboración del estado con Japón para impulsar la innovación 
colaborativa en semiconductores en nuestros ecosistemas de alta tecnología".  
 
A través de esta nueva alianza, Creates y SCREEN buscan conectar a organizaciones 
líderes tanto en EE. UU. como en Japón, aprovechando sus redes para impulsar la 
innovación en la investigación y el desarrollo de semiconductores, a la vez que 
complementan sus fortalezas para impulsar aún más sus respectivos ecosistemas de 
alta tecnología. ATCA busca acelerar la validación de tecnologías elementales y el 
desarrollo de equipos, desde el procesamiento húmedo hasta campos tecnológicos 
emergentes como el procesamiento térmico y el empaquetado avanzado.  
  
SCREEN es líder mundial en procesos de grabado húmedo y limpieza de 
semiconductores, con una gama de tecnologías clave de procesamiento húmedo, 



recubrimiento/revelado, recocido y procesamiento de imágenes. Esta colaboración con 
Creates complementa una red cada vez mayor de socios nacionales e internacionales 
que contribuyen al éxito del centro de innovación de Creates. Un número creciente de 
colaboraciones es posible gracias a la creación de la nueva planta NanoFab Reflection 
de Creates, que también albergará el Centro de Litografía EUV de Creates, que 
actualmente ofrece litografía Ultravioleta Extrema (EUV, por sus siglas en inglés) de 
apertura numérica (NA, por sus siglas en inglés) estándar, con capacidades de 
litografía EUV de NA alta disponibles en 2026.  
  
El NanoFab Reflection, de 310,000 pies cuadrados, es un componente clave de la 
estrategia de semiconductores de la gobernadora Hochul y de su inversión en el 
creciente Complejo Nanotecnológico de Albany de NY Creates, que ya es el primer 
centro público-privado de I+D de semiconductores del país. El proyecto generará 
cientos de nuevos empleos permanentes en el sector de la alta tecnología, generará 
$9,000 millones en inversión privada y aprovechará el potencial de la ampliación de las 
colaboraciones con universidades, programas de empleo y empresas globales de 
semiconductores.  
  

Recientemente, la Gobernadora participó en la ceremonia de la instalación de la última 
viga de acero en la estructura del edificio del NanoFab Reflection y demuestra el 
progreso de su construcción según lo previsto. Se prevé que el edificio esté terminado 
para finales del próximo año.  
  
El senador Charles Schumer declaró: "La nueva alianza de $75 millones entre 
SCREEN y NY Creates consolida al Complejo de nanotecnología de Albany como un 
centro global de investigación y desarrollo en semiconductores y demuestra que Albany 
es el lugar ideal para liderar la investigación y el desarrollo en semiconductores en 
Estados Unidos. Empresas de todo el mundo están reconociendo lo que sé desde hace 
tiempo: para desarrollar la próxima frontera de la tecnología de semiconductores es 
clave invertir en nanotecnología en Albany, que pronto albergará el primer y único 
centro de EUV de Alta NA de propiedad pública en América del Norte gracias al 
liderazgo de la gobernadora Hochul. Seguiré luchando para conseguir más inversiones 
que apoyen los esfuerzos de Albany y NY Creates, que son cruciales para nuestra 
economía, nuestra seguridad nacional y nuestro futuro tecnológico".  
  
Acerca de NY Creates  
NY Creates funciona como un puente entre el laboratorio y la fábrica para la electrónica 
avanzada, y fomenta las asociaciones entre el sector público y privado y entre la 
industria y el mundo académico para el desarrollo y la innovación en tecnología. 
NY Creates atrae y lidera proyectos de innovación y comercialización conectados con 
la industria que aseguran inversiones significativas, promueven la I&D en tecnologías 
emergentes y generan los puestos de trabajo del futuro. NY Creates administra algunas 
de las instalaciones más avanzadas del mundo, cuenta con más de 2,700 expertos y 
profesores de la industria, y administra inversiones públicas y privadas de más de 
$25,000 millones, lo que lo coloca en el epicentro mundial de la innovación y la 
comercialización de alta tecnología. Obtenga más información en www.ny-creates.org.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fny-creates.org%2Feuv-lithography-center%2F&data=05%7C02%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccb4ad6f1998c453a577908de3cb4902c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C639014943375372702%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=zlM7xjA13J89u%2BjEEA6TF5qL54JlmlHl89e6WXppYO4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ny-creates.org%2F&data=05%7C02%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccb4ad6f1998c453a577908de3cb4902c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C639014943375395116%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=tMbcQViFdJTzBtsBZ2sgC8zpB%2FOqc921ZrSvAdgTUiU%3D&reserved=0


  
Acerca de la SCREEN  
SCREEN Holdings es una empresa controladora que supervisa cuatro empresas 
principales: equipos de producción de semiconductores (SPE), equipos de artes 
gráficas (GA), equipos de producción de pantallas (FT) y equipos relacionados con 
PCB (PE). Fundada en 1943, inicialmente como fabricante de equipos de artes 
gráficas, SCREEN ha expandido sus negocios a la industria electrónica, impulsando la 
innovación en los sectores a los que presta servicio. Su segmento de equipo de 
producción de pantallas es líder en la fabricación de equipos de procesamiento de 
obleas para el mercado mundial de semiconductores. Mantiene constantemente la 
mayor cuota de mercado mundial en grabado húmedo y limpieza de obleas y ofrece 
una amplia gama de soluciones que respaldan la producción de semiconductores, 
incluyendo litografía, recocido y sistemas de medición e inspección. Obtenga más 
información en www.screen.co.jp/en.  
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